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(74)   Представитель:

Согласно способу электрохимической обработки,
рабочий зазор (dw) устанавливают путем введе-
ния в контакт заготовки (2) и электрода (3) (этап
I), увеличения расстояния между заготовкой (2) и
электродом (3) на первое расстояние (d1) (этапы
II-III), определения, прерван ли контакт между
электродом (3) и заготовкой (2) (этап IV), и даль-
нейшего увеличения расстояния между заготов-
кой (2) и электродом (3) на второе расстояние (d2).
Благодаря этому способу очень малые рабочие
зазоры могут быть установлены с ограниченным
риском короткого замыкания и пробоя.
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